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1. Informacje na temat realizacji celdw emisji, oraz inne istotne wydarzenia w okresie objetym raportem.

e Podsumowanie dziatalno$ci dziatu rozwoju biznesu Emitenta w lutym 2018 r.

W analizowanym okresie dziat rozwoju biznesu Emitenta koncentrowat sie w szczegélnosci na dwaoch kluczowych obszarach:
pozyskaniu klientow zainteresowanych zakupem drukarek laboratoryjnych oraz na kontakcie z potencjalnymi partnerami za-

interesowanymi wspolnym rozwojem technologii XTPL poprzez zawarcie umoéw typu JDA (joint development agreement) lub
JV (joint venture).

Obszar drukarek laboratoryjnych:

« W miesigcu objetym niniejszym raportem prowadzono 13 aktywnych rozmow z potencjalnymi klientami (m.in. z jed-
nym z najwiekszych swiatowych producentéw elektroniki uzytkowej z USA, duzym koncernem chemicznym z USA
oraz z jednym z najbardziej rozpoznawalnych amerykanskich uniwersytetow);

« Spotka otrzymata 6 zapytan od potencjalnych klientow o cene i specyfikacje techniczng urzadzenia.
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Obszar JDA/JV:

» Spotka kontynuowata rozmowy na temat ksztattu wspofpracy z jednym z potencjalnych partnerow, zainteresowanych
wspolnym rozwojem i sprzedazg technologii do zastosowan typu open - defect repair dla wys$wietlaczy LCD i OLED.
Szacowana, globalna wartos¢ rynku dla technologii naprawy zepsutych potaczen metalicznych w cienkowarstwo-
wych uktadach elektronicznych (open - defect repair) wynosi nawet 6,8 mld USD, z czego przeszto 70% tej kwoty
przypada na rynek ww. wyswietlaczy;

» rozpoczeto proces weryfikacji kolejnego pola aplikacyjnego dla rozwijanej technologii - zabezpieczern antypodrébko-
wych. W ramach tych dziatan opracowano tzw. proof of concept i w najblizszych miesigcach Emitent odbedzie serie
spotkan 7z przedstawicielami przedsiebiorstw dziatajacych w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Spotkania beda miaty na
celu weryfikacje mozliwosci zastosowania technologii w tej branzy oraz zbadanie mozliwosci nawiazania wspotpracy
przy dalszym rozwoju technologii do ww. pola aplikacyjnego oraz pdzniejszej komercjalizacji;

» Emitent zidentyfikowat nowe potencjalne pole aplikacyjne dla rozwijanej technologii — wytwarzanie metoda ultra-
precyzyjnego druku tranzystorow o wysokiej czestotliwosci przetaczania. Z zapytaniem o takg mozliwoscé zwrocit sie
jeden z instytutow technologicznych z Europy Zachodnie]. W najblizszym czasie beda kontynuowane rozmowy w tym
zakresie. Jednoczesnie podjete zostang prace badawcze majace na celu potwierdzenie takiej mozliwosci zastosowa-
nia technologii XTPL.

Utworzenie i finansowanie dziatanosci dziatu rozwoju biznesu jest jednym z celow emisji akcji serii M.

2. Udziat w imprezach targowych i konferencjach

e Zaproszenie na IDTechEx Show 2018

IDTechEXx e

e Zaproszenie na Hannover Messe 2018
Komisja  Europejska  za-
prosita XTPL do udziatu

w targach przemystowych

w Hanowerze 24 kwietnia
2018 r. Tym samym XTPL

zostat jedng z firm wy-

HANNOVER
MEeSSE

XTPL otrzymato prestizowe zaproszenie na IDTechEx Show
Connecting Emerging Technologies With Global Brands,
ktore odbedzie sie 11-12 kwietnia 2018 r. w Berlinie. Jest

branych sposrod benefi-

cjentow instrumentu SME

to jedna z najwazniejszych imprez branzowych na $wiecie,
prezentujaca najnowsze, wschodzace technologie. Prezes
zarzadu Filip Granek zaprezentuje przetomowa technologie

XTPL podczas wystapienia w pierwszym dniu wydarzenia.

(instrument dotacyjny przyznawany w ramach programu
Horyzont 2020) . Spotka wezmie udziat w wydarzeniach:
Brokerage i Networking. Targi Hannover Messe to najwiek-
sze i najwazniejsze na swiecie wydarzenie dla branzy prze-

mystowe.
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e Zaproszenie na TechConnect World Innovation e Zaproszenie na World Congress of Biosensors 2018
Conference 2018

TechConnect %SGNSORS 2018
World Innovation 1015 e 2018 « Miomi, 71, Use

Conference & Expo

XTPL zostato zaproszone to zaprezentowania swojej prze- XTPL zostato zaproszone to zaprezentowania swojej prze-
tomowej technologii w ramach Innovation Showcase na tomowe] technologii na World Congress of Biosensors

TechConnect World Innovation Conference w dniach  w dniach 12-15 czerwca 2018 r. w Miami na Florydzie

13-16 maja 2018 r. w Anaheim w Californii = USA. Wydarze- - USA. Spdtka zaprezentuje sie w specjalnej strefie dla
nie to obejmuje Swiatowg konferencje oraz targi, gdzie spoty- wschodzacych technologii. Wydarzenie to jest szczegdlnie
kaja sie przedstawiciele branz takich jak drukowana i elastycz- istotne poniewaz pozwoli na pozyskanie znaczace] wiedzy
na elektronika, nanoelektronika, biosensory oraz fotowoltaika. oraz kontaktow kluczowych dla potencjalnego rozwoju
XTPL zaprezentuje swojg technologie w strefie innowadji. w kolejnym obszarze zastosowania dla technologii XTPL.

Finansowanie udziatu w targach i konferencjach branzowych jest jednym z celdw emisji akcji serii M.

3. Podstawowe informacje o Spotfce

Nazwa (firma): XTPL Spotka Akcyjna

Siedziba: Wroctaw

Adres: Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw

KRS 0000619674

Numer telefonu: +48 71707 22 04

Adres internetowy: www.xt-pl.com

E-mail investors@xt-pl.com

Zarzad: Rada Nadzorcza:

e dr Filip Granek — Prezes Zarzadu e Konrad Pankiewicz - Przewodniczacy Rady Nadzorcze]

® Macie] Adamczyk — Cztonek Zarzadu

Agnieszka Mtodzinska-Granek
Sebastian Mtodzinski

Bartosz Wojciechowski

Piotr Janczewski
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4 Profil dziatalnosci Emitenta

Emitent dziata w segmencie nanotechnologii. Interdyscyplinarny zespot XTPL rozwija innowacyjng w skali globalnej tech-
nologie, umozliwiajgca ultraprecyzyjny druk nanomateriatéw, chroniong miedzynarodowym zgtoszeniem patentowym.
Rozwiazanie XTPL ma wszelkie cechy technologii przetomowej — tzw. disruptive technology i bedzie konsekwentnie rozwi-
jane w ramach zaawansowanych prac badawczych, majacych na celu zdefiniowanie kolejnych, nowatorskich zastosowan
na konkretnych polach aplikacyjnych.

Spotka etapowo komercjalizuje swoje rozwiagzanie: zamierza dostarczac sprzet do nanodruku, kompatybilne i dedykowane
dla konkretnych zastosowan nanotusze oraz gtowice drukujace odbiorcom m.in. z branzy elektroniki drukowanej. VW pierw-
szej kolejnosci XTPL przygotowuje drukarki laboratoryjne, przeznaczone do prac R&D dla dziatéw badawczo-rozwojowych
potencjalnych klientéw biznesowych oraz centrow naukowo-badawczych, natomiast w kolejnej fazie beda to drukarki
przemystowe. W obu przypadkach XTPL bedzie dostarczac sprzet wraz 7z unikatowym nanotuszem, zaprojektowanym pod
wymogi konkretnego wdrozenia.

Opracowywane przez XTPL rozwigzanie umozliwi m.in. produkowanie nowej generacji warstw TCF (Transparent Conduc-
tive Films), tj. przezroczystych warstw przewodzacych, wykorzystywanych przede wszystkim w branzach producentéw
wyswietlaczy, monitorow, ekrandw dotykowych, a takze w sektorze producentdw ogniw fotowoltaicznych.

Kolejnym, zweryfikowanym juz, zastosowaniem technologii XTPL jest naprawa uszkodzonych metalicznych potaczen prze-
wodzacych (do zastosowania m.in. w wys$wietlaczach, obwodach drukowanych oraz ogniwach fotowoltaicznych).
Jednoczesnie, ze wzgledu na platformowy charakter rozwijanej technologii Spotka poszukuje mozliwosci zastosowan row-

niez w innych obszarach, takich jak m.in:

e produkcja biosensorow;

e technologia zabezpieczen antypodrobkowych.

Siedziba Spotki oraz laboratoria badawcze znajduja sie na
terenie Wroctawskiego Centrum Badan EIT+. Obecnie
zespot tworzacy XTPL sktada sie z naukowcodw i techno-
logdw o interdyscyplinarnym doswiadczeniu w zakresie:
chemii, fizyki, elektroniki, mechaniki, symulacji nume-
rycznych (10 osob posiada stopien doktora nauk). XTPL
to takze grupa specjalistow z zakresu zarzadzania strate-
gicznego i komercjalizacji technologii z doswiadczeniem
oraz sukcesami w obszarze rozwoju produktow, marke-
tingu i rynku kapitatowego. Waznym atutem jest fakt, ze
w kadrze Emitenta znalazto sie wielu profesjonalistow,
posiadajacych rozwijane na miedzynarodowych rynkach

know-how, wspotpracujacych w swojej karierze zawodo-

wej 7 globalnymi korporacjami i instytutami badawczymi.
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Raporty biezace i okresowe:
1) Raport nr 4/2018 (14.02.2018) Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartat 2017 .
2) Raport nr 5/2018 (14.02.2018) Raport miesieczny styczert 2018 .

Raporty biezgce ESPI:

W lutym 2018 r. Emitent nie publikowat raportéw biezacych w ESPI.

31 marca 2018 r. - publikacja raportu rocznego za 2017 r.

W ocenie Zarzadu Emitenta, w okresie objetym ninigjszym raportem miesiecznym nie wystapity zdarzenia i nie pojawity

sie nowe istotne tendencje w otoczeniu rynkowym Spotki, ktére mogtyby miec istotne znaczenie dla kondycji finansowej

oraz wynikow finansowych.

W imieniu Zarzadu:

Filip Granek Maciej Adamczyk

Prezes Zarzadu Cztonek Zarzadu
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